






































专利名称(译) 基于倍半硅氧烷的化合物和包括其的有机发光装置

公开(公告)号 US7816667 公开(公告)日 2010-10-19
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IPC分类号 H01L51/54 C08G77/04
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优先权 1020050078426 2005-08-25 KR

其他公开文献 US20070045619A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

由式1表示的倍半硅氧烷基化合物和包含其的有机发光装置： 其中R1，
R2，R3，R4，R5，R6，R7和R8如说明书中所定义。使用基于倍半硅
氧烷的化合物能够制造具有诸如亮度和效率的电特性改善的有机发光装
置。基于倍半硅氧烷的化合物可以表现出良好的膜平滑性和粘附性，同
时具有良好的电特性，例如电流效率和亮度，因此适用于有机发光器
件。
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